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GENAN 40 Mesh (<425 Micron)
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40 Mesh (0-425 Micron) e==me40 Mesh (125-425 Micron) e====40 Mesh (180-425 Micron) @ Tolerancegraenser

Sigteanalyse af m aterialet foretagesi en Air Jet Sieve 200 LS produceret af Hosokawa Alpine / Testsigtning
efter DIN ISO 3310-1.

Fraktionsudskilning ved vakuum (2000 Pa) og en sigtetid pa 4 minutter.
Minimum 90% af m aterialet ligger inden for det kornfordelingsinterval,der er angivet i det tekniske datablad.

NB: For at undgé sammenklumpning af m aterialet tilsaettes SiO2 (ULTRASIL® VN3) forud for analysen.
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Sigteanalyse af m aterialet foretagesi en Air Jet Sieve 200 LS produceret af Hosokawa Alpine / Testsigtning
efter DIN 1ISO 3310-1.

Fraktionsudskilning ved vakuum (2000 Pa) og en sigtetid pa 4 minutter.
Minimum 90% af m aterialet ligger inden for det kornfordelingsinterval,der er angivet i det tekniske datablad.

NB:For at undga sammenklumpning af materialet tilsaettes SiO2 (ULTRASIL® VN3) forud for analysen.
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Sigteanalyse af m aterialet foretagesi en Air Jet Sieve 200 LS produceret af Hosokawa Alpine / Testsigtning
efter DIN 1ISO 3310-1.

Fraktionsudskilning ved vakuum (2000 Pa) og en sigtetid pa 4 minutter.
Minimum 90% af m aterialet ligger inden for det kornfordelingsinterval,der er angivet i det tekniske datablad.

NB:For at undga sammenklumpning af materialet tilsaettes SiO2 (ULTRASIL® VN3) forud for analysen.
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EEmKornfordeling - eksempel 40 Mesh (180-425 Micron) ® Tolerancegreenser

%
50

45

40

35

30

25

20

15

10

Sigteanalyse af m aterialet foretagesi en Air Jet Sieve 200 LS produceret af Hosokawa Alpine / Testsigtning
efter DIN 1ISO 3310-1.

Fraktionsudskilning ved vakuum (2000 Pa) og en sigtetid pa 4 minutter.
Minimum 90% af m aterialet ligger inden for det kornfordelingsinterval,der er angivet i det tekniske datablad.

NB:For at undga sammenklumpning af materialet tilsaettes SiO2 (ULTRASIL® VN3) forud for analysen.




